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Stanowisko badawcze do prowadzenia procesu elektrolizy

Rysunek 1 Stanowisko badawcze do prowadzenia procesu elektrolizy. Widok ogoiny

"Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczen ze $ciekdw przy uzyciu elektrochemicznego utleniania na
nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)"
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Rysunek 2 Stanowisko badawcze do prowadzenia procesu elektrolizy. Widok szczegdtowy
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Rysunek 3 Stanowisko badawcze do prowadzenia procesu elektrolizy. Wymiary

"Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczen ze $ciekdw przy uzyciu elektrochemicznego utleniania na
nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)"
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Rysunek 4 Element chtodzacy/grzejacy dwa ogniwa Peltiera

"Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczen ze $ciekdw przy uzyciu elektrochemicznego utleniania na
nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)"
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Rysunek 5 Uklad mieszadet magnetycznych

"Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczen ze $ciekdw przy uzyciu elektrochemicznego utleniania na
nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)"
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Rysunek 6 Wanna z cieczg (element stabilizacji temperatury). Wymiary

"Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczen ze $ciekdw przy uzyciu elektrochemicznego utleniania na
nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)"



